[ EAARA fl!llM ”l g (g 1 L ) 5,19
UN7EC | DIMFDCAC (| fv%s: SALAO DE
| ; W nﬂﬁi e FRSM NI 2 wooroanmo wohw
miIrrnraTre canrpre |
. DIFERENTES. SABERES ' '." KK SIC orbos
Uy ": ::: 1l ’H a Wl Ly i {0yt o PROPESQ
L am T o O0R Ul A b e

Halogenacao de Grafeno e de Dissulfeto de Molibdéenio
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1 - Aluno de graduacgao do Instituto de Quimica - UFRGS
2 - Orientador e professor do Instituto de Quimica - UFRGS

Introducao: Objetivos:

Incorporar cloro e fluor ao grafeno e
ao MoS2, analisar os efeitos destas
modificacdes nos materiais e a
estabilidade das estruturas
formadas.

Resultados:

Figura 1. Representacao do grafeno e do
dissulfeto de molibndénio
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Na  busca por eficiencia e :
miniaturizacdo de dispositivos WMM L
microeletronicos, materiais 2D, como .
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o grafeno e uma monocamada de Binding Energy (eV)
MoS2, destacam-se Dor  seu alto Figura 2. Analise XPS de grafeno e MoS2 clorados
potencial e capacidade de acabarem
substituindo a tecnologia atual de
transistores a base de silicio. Contudo,
para que possam ser utilizados, é
importante compreender  como
modificar suas caracteristicas de
maneira adequada e a funcionalizagao
desses materiais  atraves  da
halogenacao € um passo importante
para compreender melhor suas
possiveis aplicagoes.
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* Foiestudado o tipo de ligagao
formada com o grafeno, alem de sua
estabilidade e alteracao na
hibridizacao;

* Aincorporacgao dos halogénios na
estrutura do MoS2 substituindo o
enxofre.



